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uplatiovana ovéfena technologie ,Technologie

vyroby substratd z nitridu hliniku*.

Ovéfena technologie vznikla v pfimé souvislosti
s feSenim projektu FW01010067 LPokrocilé
keramické materialy a technologie pro vykonovou
elektroniku - POKER".

Jedna se o novou technologii, ktera je zalozena na
lisovani AIN granulatu obsahujicim promotory
slinovani, napf. Y,03, do pozadovaného tvaru, jeho
mikro obrabénim a naslednym vypalem, ktery je
rozdélen na dvé klicové faze — fazi debinding, f{j.
odstranéni organické slozky z keramického
materidlu v pecni atmosféfe slozené ze smeési
ochranného plynu a kysliku a samotné faze
slinovani, ktera probiha ve specialni grafitové
vysokoteplotni peci pfi teplotach cca 1800 °C v
atmosfére N,. Soucasti ovéfené technologie jsou i
mechanické operace provadéné na AIN

substratech po vypalu, jako je brouseni ¢i leSténi.

Tato technologii byla ovéfena ve spole¢nosti
ELCERAM a.s. pfi vyrobé modull vykonovych

regulatord.

Touto technologii Ize vyrabét keramické AIN dily

s odpovidajicimi vlastnostmi:

P Hustota 3,28 — 3,34 g/cm®
Tepelna vodivost 130 — 135 W/m'K
Rozmér zrn 3 — 8 ym

Drsnost brousenych ploch Ra 0,55 ym

vy vywvyy

Maximalni rozmér dilu 50 x 50 x 30 mm
(limitovano nastrojem a silou lisu)

v

Presnost frézovaného dilu po vypalu + 0,05
mm (limitovano presnosti frézky a zvolenym
granulatem)

P Presnost brouseného dilu + 0,01 mm
(limitovano méficim systémem brusky)

Prvky novosti:

P> Lisovani AN substrat(i z granulatu s obsahem
promotoru slinovani na bazi Y,0s.

P Specificky vypal AIN vkomorové peci
v definované atmosfére.

P Laserové mikro obrabéni AIN.
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